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DEPOSIGAO DE FILMES DE CARBONO COM TIO, PELA TECNICA DE DEPOSIGAO
PLD
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Resumo: Revestimentos de filmes carbonosos sdo estudados para reduzir desgaste e aumentar
biocompatibilidade, condutividade elétrica ou aumentar a aderéncia de metais, dentre as diversas técnicas
de deposigcdo ha a deposi¢do por laser pulsado (PLD) que é uma técnica rapida e eficaz de deposigdo. O
diéxido de titdnio (TiOz) é um material cerdmico que apresenta inimeras possibilidades de aplicacéo, tais
como sua eficiéncia na destruigdo e inibigdo de microrganismos. O objetivo deste trabalho foi o estudo de
filmes carbonosos depositados pela técnica PLD sobre a liga de Ti-6Al-4V, é uma liga muito utilizada nas
industrias aeronautica e aeroespacial. Para a deposigdo os substratos de liga de titdnio foram polidos e
aspergidos com carbono e TiOz, sendo sequentemente irradiadas com laser e analisadas as caracteristicas
quimicas e morfologicas, além, de testes de atrito e desgaste dos filmes. Em que observamos um
significativo aumento da dureza do filme decorrente da presenga do TiOx.
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